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L’hydrophobie

Equation de Young - Dupré :
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La superhydrophobie

Wenzel Cassie-Baxter

Pour I'état de Wenzel cosO =1 *cosf,

Pour I'état de Cassie-Baxter  cos 0 = ¢.(cosf, +1) — 1

(1 _ ¢s)

Condition de détermination Wenzel ou Cassie : cos 0, > — cos @

(r—¢s)




La photo lithographie

Résine photosensible negative

Wafer de Silicium

W + filtre 8 365nm

Reésine réticulée
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Se rapprocher de la superhydrophobie
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Revétement de surface

N8 17:02:40

Traitement
Déperlant

Invisible Shield®

Surfaces Angle a gauche Angle a droite
Normal 20,33° 21,76°
Revétement de surface 04 25° 07,82°



Traitement chimique
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triméthylcholosilane

Surfaces Angle a gauche Angle a droite
Normal 20,33° 21,76°
Traitement chimique 73,2° 73,08°



Restructuration de surface

Pongage 60

Poncage 80 Poncage 120



Comparaison des angles de mouillage

Surfaces Angle a gauche Angle a droite

Normal 20,33° 21,76°
Poncage 40 35,53° 35.4°
Poncage 60 351° 35,07°
Pongage 80 475° 47.6°

Poncage 120 30,45° 3137°



Détermination de la rugosité a 'aide d’'une figure d’interférométrie de

Speckle

laser lentille verre &cran
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